
다공성고분자박막-황나노입자-그래핀복합
체, 이의제조방법및이를포함하는리튬-황
전지(10-2315537)

• 이름 : 정형모

• 소속 : 기계공학부

• 연구분야 : 그래핀복합체

개발 현황

기술 상품 소개 • 그래핀 시트 상에 분산된 황 나노입자; 및 나노기공을 포함하는 다공성 고분

자 박막을 포함하고, 상기 황 나노입자는 상기 다공성 고분자 박막에 의해 캡

슐화된 것이며, 상기 캡슐화에 의해 상기 황 나노입자의 용출이 방지되는 것

인 그래핀 복합체

상품 개요 그래핀 시트, 상기 그래핀 시트 상에 분산된 황 나노입자 및 나노기공을 포

함하는 다공성 고분자 박막을 포함하고, 상기 황 나노입자는 상기 다공성 고

분자 박막에 의해 캡슐화된 것인 그래핀 복합체

• 본원에 따른 그래핀 복합체는 황 나노입자를 다공성 고분자 박막에 의해

캡슐화함으로써 충방전 반응 시 양극 표면에 형성되는 폴리설파이드의 유

실을 방지하여 수명 특성을 향상시킬 수 있다. 동시에 황 밀도를 높여 종

래의 리튬-황 전지의 황 밀도의 저하로 인한 낮은 전지용량을 극복할 수

있어, 전지의 용량 및 수명 특성을 동시에 향상시킨 리튬-황 전지의 전극

으로서 활용될 수 있다.
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시장적용분야

상품시장정보

• 표면처리

• 플라즈마 공정

• 이온빔 식각

• 플라즈마표면처리세계시장은2010년98조원에서2016년에는110조원에달할것

으로 전망되며연평균2.4%의성장률을보일것으로예측

• 국내시장은연평균10.5%의높은성장률에힘입어2015년현재6.74조원에서2016

년에는11조원에달할것으로전망

권리사항
No 특허명 특허번호

1
다공성 고분자박막-황 나노입자-그래핀 복합체, 이의 제

조방법 및 이를 포함하는 리튬-황 전지
10-2315537

상품 추가정보

[플라즈마 반도체웨이퍼 공정 시장 전망]

패밀리 특허 현황

패밀리 국가

판매금액 가격 협상
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